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Date         tehnice:         Tehnologia         de         laborator         pentru         obtinerea         straturilor         de         material         ceramic         cu
entropie         inalta         de         tipul         (TiCrAlNbCu)CxN0.13,         se         bazeaza         pe         o         tehnica         hibrida         de
pulverizare         reactiva         in         regim         magnetron         pentru         pulverizarea         simultana         a         cinci         ținte
elementare         de         înaltă         puritate,         combinând         tehnicile         de         pulverizare         in         regim         magnetron         in
curent         continuu         (DCMS)         și         de         pulverizare         in         regim         magnetron         in         impulsuri         de         înaltă         putere
(HiPIMS)         in         atmosfera         reactiva         (Ar+N2+CH4).Tehnologia         descrie         etapele         si         parametrii
procesului         tehnologic         pentru         obtinerea         straturilor         de         carbonitrura         de         inalta         entropie         de
tipul         (TiCrAlNbCu)CxN0.13,         x         =         0,         0.09,         0.2,         0.3,         0.45


